


Ustav elektroniky a fotoniky:

Zabyva se vyvojem technologii v oblasti polovodicove
elektroniky,  vyvojem novych material0 a
elektronickych  struktur, novych obvodovych,
systemovych a integracnych reseni, ale i efektivnich
systemU pro diagnostiku, analyzu, modelovani,
simulaci a automatizovany navrh.







Chemicka depozice z plynné faze - (CVD -
Chemical Vapor Deposition) je chemicky
proces vyuzivany pro pripravu tenkych filmg
(napr. polovodicovy prumysl).

Fyzikalni depozice ve vakuu - (PVD - Physical
vapor  deposition) vakuova  depozice
pouzivana k vyrobé tenkych filmU a povlakU
(nanaseni odparenim z pevne faze).



Existuje pomérne velké mnozstvi modifikaci teto metody
pouzivanych pro pripravu tenkych filmU, napriklad:
CVD za atmosfeérického tlaku
Epitaxe atomovych vrstev
CVD v pritomnosti aerosolu
CVD organokovovych prekurzoru
CVD podporovane plazmatem

Priprava diamantu:
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-
plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze



faze perspektivni pro
nanotechnologie
a materialové inzenyrstvi.

Diamantove tenke vrstvy je mozne vyuzit pro povlaky odolne
vOCi  mechanickému opotrebeni, diky vysoke tepelné
vodivosti jsou take vhodne pro tepelnou spravu
integrovanych obvodU. Po dopovani se z diamantu stava
polovodic a je mozné ho vyuzit v elektronice. Tyto a mnohé
dalsi aplikace cini diamantove vrstvy pripravenée
plazmochemickou depozici z plynne
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PVD, physical vapour deposition - nanaseni
odparenim z pevne faze, je technologie pripravy
zhruba 2pm tenkych vrstev vynikajicich fyzikalnimi i
chemickymi vlastnostmi. Nizkym tfenim, vysokou
tvrdosti, odolnosti vUcCi otéru, vysokée teploté
(standardné 550°C, ale i 750°C a vice), korozi i
kyselinam. Jsou primou cestou ke zvyseni
produktivity.

https://www.pvd.cz/
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nttp://www.fei.stuba.sk/

nttp://uef.fei.stuba.sk/uef/o-nas/mikroelektronika/

nttps://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1 depoz
ice_z plynn%C3%Aq f%C3%A1ze

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical vapor depositi
on

http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-
plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze

https://www.pvd.cz/



http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
http://www.solidcam.cz/article.asp?nArticleID=64&nDepartmentID=4&nLanguageID=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_depozice_z_plynn%C3%A9_f%C3%A1ze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_depozice_z_plynn%C3%A9_f%C3%A1ze
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_vapor_deposition
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_vapor_deposition
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
http://www.chempoint.cz/priprava-diamantu-plazmochemickou-depozici-z-plynne-faze
https://www.pvd.cz/

